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FotoResist Mewhell 11 y Productos Auxiliares

FotoResist Mewhell |1 : Lacafotosensible negativa para la fabricacion en pequefia escalay prototipos de
circuitos impresos, clichés paratampografiay grabado de metales en general.
Presentacion: caja conteniendo fotoresist en envase de 250 cc, revelador y solucion protectora
botellade 1 It con revelador incluido.

Degrasol Cl : Crema abrasiva pararemover eficazmente € éxido y lagrasitud superficial en las planchas de
cobre, dejando la superficie apta parala aplicacion del fotoresist Mewhell 11.
Presentacion: potes de 250 gr, 500 gry 1 kg

Desengrasante FW: Usado en lugar del agua en el pulido con lijaa aguade las planchas de acero para
clichés de tampografia. Provee lubricacion y evitalaredeposicion de grasas, aceites, y particulas solidas
removidas.

Presentacion: botellas de 250cc y 11t

Diluyentes: Reducen la concentracion de los sdlidos del fotoresist, aumentando o disminuyendo la
velocidad de secado.
Tipos: Diluyente de secado rapido:  Diluyente FR
Diluyente de secado normal: Diluyente FN
Diluyente de secado lento: Diluyente FL

Presentacién: botellas de 250ccy 1 It

Pretratamientos para Cobrey Aceros. Promueven la adhesion del FotoResist Mewhell 11 en las planchas
de acero, y aumenta laresistenciaalare-oxidacion del cobre luego de lalimpieza previa.
Presentacién: botellas de 250cc y 1 It

Protector Antiéxido: Protector para planchas de acero para clichés tampogréfico, de facil remocion, y no
toxico.
Presentacion: potesde 250 gry 1 kg

Removedor Acuoso FWR: Eliminalas capas de fotoresist endurecidas con laluz ultravioleta. No apto para
bases de aluminio y estafio.
Presentacién: botellas de 250cc y 1 It

Revelador FotoResist: Polvo soluble en agua para disolver las zonas no expuestas del fotoresist.
Presentacion: envases de 50gr y 100gr

Solucion Protectora: Usada sobre la pelicula de fotoresist antes de exponerlaalaluz ultravioleta, laaisla
de lafotografia o dibujo, y mejora el curado.
Presentacion: botellas de 100cc

Solvente Removedor — Limpiador FSR: Con una base de solventes, posee el mismo uso que €
Removedor Acuoso FWR, y paralalimpieza general de las herramientas de trabajo. Especiamente
adecuado pararemover el fotoresist sobre bases de aluminio y estafio.

Presentacién: botellas de 250ccy 1 It



